B FIJA' SELECCION Y NO SELECCION DEL
n CONCURSO DE RESIDENCIAS DE ARTES

Consejo Nacignal
dela Culturjy I) 7 VISUALES 2016

las Artes

exentane 1216 11.07.2016

VALPARAISO
VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°
1/19.653, de 2000, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la Administracion
del Estado; en la Ley N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
en la Resoluciones Exentas N° 775, y 1032, todas de 2016, del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes; y en la Resolucién N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de
la Republica.

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes -en
adelante “el Consejo”-, en cumplimiento de su objeto y a través de su Departamento de
Fomento de la Cultura y las Artes, convocd a participar en el Concurso de Residencias
de Artes Visuales 2016, el que tiene como objeto promover la creacién y produccion
por parte de artistas que se desempefien en el ambito nacional en contextos de
produccién e investigacion contemporaneos, asi como facilitar la creacion de redes de
colaboracién con artistas de distintas regiones. Las bases del concurso fueron
aprobadas mediante Resolucién Exenta N° 775, de 2016.

Que por Resolucién Exenta N° 1032, de 2016, se fijo
la integracion de la Comision Evaluadora de conformidad a lo dispuesto en el acapite
3.1 de las bases citadas.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el n® 3.1 de las
bases, la Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes procedi a
revisar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de todas las postulaciones,
no resultando ninguna de ellas inadmisible. Asi consta de certificado expedido por
dicha jefatura con fecha 05 de julio de 2016.

Que segln lo prescrito en el n° 3.3 de las bases del
concurso, las postulaciones fueron evaluadas por la Comision Evaluadora de
conformidad con los criterios de evaluacion establecidos al efecto, segln consta en el
Acta de evaluacion de 16 de junio de 2016.

Que en virtud de lo anterior, corresponde mediante el
presente acto administrativo fijar la ndmina de postulaciones seleccionadas y no
seleccionadas. Por tanto,

RESUELVO:

ARTICULO PRIMERO: Fijase la némina de
postulaciones seleccionadas del Concurso de Residencias de Artes Visuales 2016, de
conformidad al Acta de evaluacion de 16 de junio de 2016, del siguiente tenor:




Ganadores:

N° | Nombre postulante Nombre del proyecto Puntaje final
1 Nicolas Wormull Gratacés Cirllgesproyecto 2, Bonegon-de las 7.0
2 Sebastian Jatz Rawicz Residencia en Casa Poli, Biobio 7.0
* | MarlaSanchez Snchez | iy movedizas, Casa Poll 7,0
4 Patricio Vogel Inostroza Anteproyecto de  Programa 20
Traslado, Casa Poli, Biobio '
5 Cristian Maturana Ortiz Anteproyecto 2, Museo de Arte 6.6
Moderno MAM, Chiloé. '
6 |José Marty Lizana Residencia en Museo de Arte
S 6,6
Moderno, Chiloé.
7 | Camilo Ortega Prieto Anteproyecto en la ciudad de
Valparaiso, Casaplan, 6.6
Valparaiso.
8 Francisca Eluchans Barreda | Anteproyecto en la ciudad de
Valparaiso, Casaplan, 6,4
Valparaiso.
9 Josefina Mufioz Torres Anteproyecto, Bodegon de Los
Vilos, Los Vilos. S
10 |Luna Acosta Tobon Latitud Fragil, Residencia en 6.4
Plaza Arica, Iquigue. :
11 | Maria Alarcén Lopez Anteproyecto 2, Museo de Arte 6.4
Moderno MAM, Chiloé. '
12 |Carlos Navarrete Saez Proyecto para un jardin interior, 6.0
Casaplan, Valparaiso. '
13 |Rosario Cobo Vergara Olimpia, una artista encontrada, 6.0
Bodegén de Los Vilos, Los Vilos. ’
14 | Nicolas Saez Gutiérrez Paisaje invertido, Barrio Plaza 6.4
Arica, Iquigue. '
15 | Jorge Olave Riveros Anteproyecto para Barrio Plaza 5.0
Arica, Iquique. '

ARTICULO SEGUNDO: Fijase

la némina de

postulaciones no seleccionadas del Concurso de Residencias de Artes Visuales 2016,
de conformidad al Acta de evaluacién de 16 de junio de 2016, del siguiente tenor:

2

N° | Nombre postulante Lugar de postulacién | Puntaje final
proyecto
1 Sebastian Riffo Valdebenito | Plaza Arica, Iquique 4.8
Casa Poli, Biobio 4.8
2 Jorge Méndez Vergara Casaplan, Valparaiso 3,0
Bodegén de Los Vilos 3,0
3 Josefa Ruiz Caballero Bodegén de Los Vilos 50
Casaplan, Valparaiso 5,0
4 Javier Alejandro Soto Museo de Arte Moderno, Chiloé 39
Aparicio '
Casa Poli, Biobio 32
José Antonio Pedreros Casaplan, Valparaiso 3,4
5 '
Prado AVl
Casa Poli, Biobio 3.4 %
6 |Juan Moya Gutiérrez Museo de Arte Moderno, Chiloé 1_;;‘.4.‘”‘,“.1@%@1;3 l;
poc Jux wipice 2
D x



Casa Poli, Biobio 1,4
7 Manuel Cornelio La Rosa Museo de Arte Moderno, Chiloé 3,0
Casa Poli, Biobio 3,0
8 |Maria Figueroa Reyes Plaza Arica, lquique 3,4
Bodegdn de Los Vilos 3,4
9 Jorge Marzuca Venegas Casa Poli, Biobio 3.4
Museo de Arte Moderno, Chiloé 34
10 |Juan Rodriguez Correa Plaza Arica, lquigue 3.0
Casaplan, Valparaiso 3,0
11 {l;;?ggt');ﬂ;mquez Bodegdn de Los Vilos 3.4
Museo de Arte Moderno, Chiloé 3,4
12 | Patricio Castro Pezoa Museo de Arte Moderno, Chiloé 3,4
Casaplan, Valparaiso 3,4
13 | Patricio Salinas Diaz Plaza Arica, Iquigue 3,8
Casa Poli, Biobio 3,8
14 | Paulina Mellado Neely Casa Poli, Biobio 3,8
Plaza Arica, Iquique 3,8
15 | Maria Ortuzar Valdés Casa Poli, Biobio 3,8
Museo de Arte Moderno, Chiloé 3,8
16 | Macarena Cortés Pacheco Casa Poli, Biobio 34
Casa Plan, Valparaiso 3.4
17 | Francisca Carrasco Neira Museo de Arte Moderno, Chiloé 3,0
Casa Plan, Valparaiso 3,0
18 |Carmen Rios Aldea Museo de Arte Moderno, Chiloé 3,0
Plaza Arica, Iquique 3,0
19 |Pedro Fuentealba Campos | Museo de Arte Moderno, Chiloé 50
Casa Plan, Valparaiso 5,0
20 | Pia Nufiez Ramirez Casa Poli, Biobio 3.4
Museo de Arte Moderno, Chiloé 34
21 | Rocio Guerrero Marin Casa Poli, Biobio 3,4
Bodegén de Los Vilos 3,4
22 |Rosa Aguilar Lagos Plaza Arica, lquique 2,0
Bodegdn de Los Vilos 2,0
23 | Roxana Garea Arriagada Museo de Arte Moderno, Chiloé 3,0
Casaplan, Valparaiso 3,0
24 | Sofia de Grenade Poseck Casaplan, Valparaiso 5,0
Museo de Arte Moderno, Chiloé 50
25 | Vania Caro Melo Casa Poli, Biobio 3,4
Museo de Arte Moderno, Chiloé 3.4
26 |Eliana Orellana Maturana Plaza Arica, lquique
Museo de Arte Moderno, Chiloé
27 |Viviana Alvarez Chomoén Casaplan, Valparaiso
Casa Poli, Biobio
28 |Alejandro Escribano Veloso |Bodegén de Los Vilos
Casaplan, Valparaiso
29 | Artiom Mamlai Acevedo Casa Poli, Biobio
Museo de Arte Moderno, Chiloé
30 |Constanza Thiers Molina Plaza Arica, lguique
Casa Poli, Biobio
31 |Cristian Valenzuela Ponce | Casaplan, Valparaiso

Museo de Arte Moderno, Chiloé

32

Daniela Vera Pérez

Museo de Arte Moderno, Chiloé




Bodegodn de Los Vilos 3,4
33 | Ettienne Cristoffanini Ros Casa Poli, Biobio 4.4
Museo de Arte Moderno, Chiloé 4.4
34 | Jocelyn Olavarria Reyes Casa Poli, Biobio 3,0
Museo de Arte Moderno, Chiloé 3,0
35 |Alejandro Saravia Licanqueo | Museo de Arte Moderno, Chiloé 3,0
Casa Poli, Biobio 3,0
36 | Alvaro Tejeda Reyes Museo de Arte Moderno, Chiloé 24
Casa Poli, Biobio 4.4
37 | Anna Da Saco Museo de Arte Moderno, Chiloé 4.6
Casaplan, Valparaiso 3,0
38 | Camila Andrea Zurita Cano |Museo de Arte Moderno, Chiloé 5,0
Casa Poli, Biobio 5,0
39 | Cristébal Riffo Gdmez Museo de Arte Moderno, Chiloé 5,0
Casa Poli, Biobio 5,0
40 |Daniela Contreras Rojas Casa Poli, Biobio 3,4
Casaplan, Valparaiso 3,4
41 |Francisca Alvarez Rodriguez | Casa Poli, Biobio 3,0
Museo de Arte Moderno, Chiloé 4.6
42 | Cristian Inostroza Carcamo | Museo de Arte Moderno, Chiloé 5,0
Casa Poli, Biobio 3,4
43 |Fernando Herrera Saavedra | Museo de Arte Moderno, Chiloé 50
Casa Poli, Biobio 34
44 | Alexander Chavez Villalobos | Casaplan, Valparaiso 4,0
Plaza Arica, Iquique 3,4
45 | Pablo Ceballos Pérez Museo de Arte Moderno, Chiloé 3,0
Casa Poli, Biohio 3,0
46 | Valentina Utz Wintsberger Casa Poli, Biobio 5,0
Bodegén de Los Vilos 5,0

ARTICULO TERCERO: Notifiquese la presente
resolucion, por el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a todos los
postulantes individualizados en el articulo primero y segundo, via correo electrénico —
siempre que el postulante hubiere sefialado una direccidén de correo electronico segln
lo dispuesto en el N° 5 de las bases del concurso- o por la Seccién Secretaria
Documental via carta certificada, que contenga copia integra de esta resolucion y del
acta de seleccién, debiendo efectuarse en los correos electronicos o domicilios que
consten en las fichas de postulacion que forman parte de estos antecedentes.

En el evento que la notificaciéon deba hacerse por
carta certificada, el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes informara a la
Seccidn Secretaria Documental los domicilios de los postulantes.

ARTICULO CUARTO: Téngase presente que
conforme al articulo 59 de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado, a
los postulantes no seleccionados, referidos en el articulo segundo, les asiste el
derecho de interponer, en contra de la presente resolucién, recurso de reposicion ante
quien firma el presente acto administrativo. El plazo de presentacién del recurso es de
cinco dias habiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar los dias festivos) a
contar de la notificacién ordenada en el articulo tercero de este acto administrativo.
Todo lo anterior, sin perjuicio de los demas recursos que establezca la ley. Se hace
presente que conforme a la Ley N° 19.880, en el caso de la notificacién por carta

certificada, ésta se entendera practicada a contar del tercer dia siguiente: é.)s,s‘u;r;._
recepcion en la oficina de correos del domicilio del notificado; y en el casa de la %



notificacién por correo electrénico, ésta se entendera practicada el dia y hora de su
valido envio por parte del Consejo.

ARTICULO QUINTO: Archivese una copia del
presente acto administrativo conjuntamente con la Resolucién Exenta N° 775, de 2016.

ARTICULO SEXTO: Una vez tramitada, publiquese la
presente resolucién en el Sitio Electrénico de Gobierno Transparente del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, por la Seccidén Secretaria Documental, en la Seccién
“Actos y Resoluciones”, categoria “Actos con efectos sobre terceros’, tipologia “Fija
seleccion”, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 7° de la Ley N°
20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica, y en el articulo 51 de su Reglamento.
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MINISTRO| PRESIDENTE

- inete Ministro Presidente.

- Subdireccién Nacional.

- Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes.
- Unidad de Areas Artisticas.

- Depa_r'i;'mer\m Juridico.
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